
초S-I-3

- 15 -

탄약분야에서의 전자기유도기술 적용사례연구
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1. 서론

전자기유도기술은 비접촉적 에너지원이고 별도의 전원이 없더라도 여러 가지 용도로 사용가능한 기술이기 

때문에 군사적 용도로 많이 사용되고 있다. 본 논문에서는 특히 군사적 용도 중 탄약분야에 국한되어 적용된 

사례를 살펴보고 사례를 통해 미래 탄약분야에 발전을 도모하고자 한다. 

2. 적용사례

가. 탄 회전수 감지를 통한 시한카운팅

- 탄 발사 후 지구자기장을 감지하여 탄의 회전수를 계수하고 원하는 회전수에 기폭하는 신관에 적용

그림 1 회전수계수신관

나. 비접촉 방식을 통한 신관 양방향 데이터 통신

- 신관에 데이터를 입력하기 위해 전자기유도를 이용한 비접촉적 통신 방식으로 신관 및 장입기 간의 양방

향 데이터 통신

그림 2 전자기유도식 신관 데이터 통신
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다. 비접촉 상호 인덕턴스 변화에 의한  총구탄속감지 및 보정

- 1차/2차 코일간의 인덕턴스 변화를 이용하여 탄속을 감지하고 기폭거리오차를 보정하여 장입하는 기술

그림 3 탄속감지 및 보정 

라. 관성전원발생기

- 탄 발사 시 setback 에너지를 이용한 전자기유도전압을 생성하는 전원발생기를 신관에 적용

그림 4 관성전원발생기

마. EMP(electromagnetic pulse)탄

- 전자기펄스(EMP)로 인하여 나타나는 전자 방출 효과로, 전자기펄스의 영향을 받는 곳에 있는 모든 전자

기기를 파괴함.

3. 결론

- 국내외 탄약분야에 적용된 전자기유도기술을 통해 미래 탄약 무기체계에 전자기유도기술의 소요가 증대

될 것으로 예상함.
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